KWC

KWC CAMPUS

CMPX553E Urinalplatta, rostfritt stal AISI 316T|

Modell-Linie: CAMPUS | CMPX553GE
WC och urinoarer | Urinalrénnor
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KWC-No. Total bredd

2030020113 1,200 mm

Urinalplatta, rostfritt stal AISI316TI

2030020114 1,400 mm

Urinalplatta, rostfritt stal AISI316TI

2030020115 1,800 mm

Urinalplatta, rostfritt st@l AISI316TI

2030020116 2,100 mm

Urinalplatta, rostfritt st@l AISI316TI

2030020117 2,400 mm

Urinalplatta, rostfritt stal AISI316TI

Urinalplatta, rostfritt stdl AISI 316Tl, satinerad, materialtjocklek 1
mm, spolvattenbehov 0,15l/s, med tdckt spolrér. Mittplacerat

Technical Data

lutande avfall G1 1/2 B fér anslutning till sifon, inklusive vaggfasten
och monteringsset. M&tt 1800 x 515 x 235 mm (Bx Hx D)

Inbyggnadsmatt G3/4B
Material Rostfritt stél
Materialkod 14571
Material tjocklek 1mm
Utloppets storlek G11/2
Overgripande djup 235 mm
Total hojd 516 mm
Total bredd 1,800 mm
vattenlés ingdr Nej

Ytfinish Satinyta
Typ av spolning \Vatten

Typ av montering Vaggmontering
Typ av urinal Trag urinal

Typ av avfallsbehallare

Plant performerad avloppsil

Vatteningéng

Dold montering

Vatten utgdng

Stalla ut
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KWC CAMPUS
CMPX553E Urinalplatta, rostfritt stdl AISI 316TI

Modell-Linie: CAMPUS | CMPX553GE
WC och urinoarer | Urinalrénnor

CAMPUS slab urinal connector CAMPUS Vattenldsképa fér Elektronisk vattenlésstyrning
urinalrénna
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